
産総研・触媒科学計測共同研究拠点 次世代研究者フォーラム 

AIST-JURCC Next-Generation Researchers Forum 

【募集要項】 

1. 趣旨 

産業技術総合研究所（産総研）では、触媒科学計測共同研究拠点事業の一環として、 

産総研・触媒科学計測共同研究拠点 次世代研究者フォーラム 

(AIST-JURCC Next-Generation Researchers Forum) 

を開催します。 

本企画は、優れた若手研究人材に対して、産総研の研究環境、研究者像、キャリアパスを

知っていただき、外部評価 ・実績の獲得、産総研との共同研究 ・人的ネットワーク形成等に

つながる接点を形成することを目的としています。 

将来有望な若手研究人材（博士課程学生・ポスドク研究員）から選抜を行い、産総研つく

ば中央事業所に招待し、現地招待講演の機会に加え、産総研紹介、研究所見学、職員との交

流機会を提供します。また、優れた発表には Best Talk Award を授与する予定です。 

 

2. 開催概要 

 名称： 産総研・触媒科学計測共同研究拠点 次世代研究者フォーラム 

AIST-JURCC Next-Generation Researchers Forum 

 開催日程： 2026 年 11 月 26 日（木）午後 ～ 11 月 27 日（金）午前 

 開催場所： 産業技術総合研究所 つくば中央 

 開催形式： 現地開催（会場は産総研つくば中央 5-2 棟を予定） 

 主催：触媒科学計測共同研究拠点／産業技術総合研究所 触媒化学研究部門 

 協力：産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 

 採択予定数： 5 名程度 

※応募状況および旅費予算に応じて調整する場合があります。 

 旅費支援： 採択者には、開催地（産総研つくば中央）までの旅費支給および宿泊

手配を予定しています。 

 

3. 応募資格・対象者 

以下に該当する若手研究者を対象とします。 

 博士課程 D1・D2 の学生 

 ポスドク志望の D3 学生 

 博士研究員（PD） 



応募にあたっては、指導教員または PI による推薦を必要とします。指導教員・PI 一名に

つき、推薦人数の制限はありません。 

 

4. 対象分野 

化学分野全般を対象とします。 

触媒・合成分野に限定せず、材料化学、プロセス化学、反応開発、分析化学、計算化学、

化学工学、バイオ関連化学、環境・エネルギー関連化学など、広く応募を受け付けます。 

 

5. 応募方法 

下記の MS Forms よりご応募ください。 

産総研・触媒科学計測共同研究拠点 次世代研究者フォーラム 応募フォーム 

応募者本人が必要事項（指導教員・PI による推薦コメントを含む）を記入のうえ、提出

してください。 

 

6. 応募締切・採否通知 

 応募締切： 2026 年 9 月 14 日（月）正午 

 採否通知： 2026 年 10 月 2 日（金）を予定 

 

7. 選考方法 

応募書類に基づき、主催側にて選考を行います。主な選考観点は以下のとおりです。 

 研究内容の独創性・発展性 

 研究遂行力および将来性 

 研究発表・議論への適性 

 産総研の研究分野・研究環境との親和性 

 指導教員・PI による推薦内容 

第 1 回は、5 名程度を採択・招待する予定です。応募状況や旅費予算に応じて、採択人数

を調整する場合があります。 

 

8. 採択者への支援 

採択者には、以下の支援を予定しています。 

 開催地（産総研つくば中央）までの旅費支給および宿泊手配 

 招待講演の機会および講演証明書の発行 

 Best Talk Award の選考対象 

 産総研紹介・研究所見学への参加 

 産総研職員との交流機会 

 研究紹介記事等への掲載の検討 



旅費・宿泊の取扱いの詳細は、採択者に個別にご案内します。 

 

9. プログラム（予定） 

11 月 26 日（木）＠産総研つくば中央 5-2 棟（予定） 

 受付 

 開会挨拶 

 産総研および触媒科学計測共同研究拠点事業の紹介 

 招待講演（選抜若手 5 名） 

 研究所見学 

 Best Talk Award 選考・授与式 

 閉会 

 交流会 

11 月 27 日（金）午前 

 自由行動 

11 月 27 日（金）午後 ＠産総研つくば中央 5-2 棟（予定）〔希望者のみ〕 

 「産総研化学シンポジウム」の現地聴講 

 追加の交流機会 

※希望者については、日程および宿泊等を個別に調整します。 

 

10. 招待講演について 

採択者には、ご自身の研究内容について日本語でご講演いただきます。専門分野が異なる

聴講者にも伝わるよう、研究の意義や将来性を含めてご発表ください。 

 発表形式： 口頭発表（現地開催） 

 使用言語： 日本語 

 発表時間： 1 人あたり 30 分程度 

※発表 15 分、質疑 15 分程度を想定 

 発表内容： 自己紹介、研究背景、研究目的、主な成果、今後の展望、産総研との

接点や期待など 

 

11. Best Talk Award 

優れた発表を行った採択者 1 名に、Best Talk Award を授与します。審査は、部門幹部、グ

ループリーダー、関連研究者等により行う予定です。評価観点は以下を想定しています。副

賞として、国際シンポジウム等での招待講演機会の提供を検討しています。 

 研究内容の独創性・発展性 

 発表の分かりやすさ 

 質疑応答の的確さ 



 研究者としての将来性 

 産総研との連携可能性・社会実装ポテンシャル 

 

12. 推薦者（指導教員・PI）へのお願い 

本企画は、優秀な若手研究人材に産総研を知っていただくとともに、将来的な研究交流・

人材交流につなげることを目的としています。指導教員・PI の先生方には、以下についてご

協力をお願いいたします。 

 本企画の趣旨に適した学生・ポスドクへの応募案内 

 応募者の研究内容・人物面・将来性に関する推薦コメントの作成 

 採択後の参加日程調整へのご協力 

 必要に応じた産総研との今後の研究交流・共同研究に関するご相談 

推薦コメントは、形式的な⾧文推薦状ではなく、応募者の強み、本企画への適性、将来性

が分かる簡潔な内容で差し支えありません。 

 

13. 注意事項 

 プログラム内容は、応募状況や運営上の都合により変更する場合があります。 

 応募書類に記載された個人情報は、本企画の選考・運営および関連する連絡の目的

にのみ使用します。 

 

14. 問い合わせ先 

産総研・触媒科学計測共同研究拠点 次世代研究者フォーラム 事務局 

担当：生⾧ 幸之助（産総研・触媒化学研究部門） 

E-mail：k.oisaki@aist.go.jp 

TEL：050-3522-4955 

 


